Uchwata nr 222/X1.V/2010
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjecia darowizny od firmy GE Hitachi na rzecz Wydzialu Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa

Senat Politechniki Warszawskiej, dzialajac na podstawie § 128 ust.2 Statutu PW, wyraza
zgodg na przyjecie na rzecz Wydzialu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa darowizny od
firmy GE Hitachi w postaci oprogramowania GateCycle o wartodci 125 000 USD (stownie:
sto dwadziescia pie¢ tysigcy dolaréw USA) stuzacego do modelowania i testowania

elektrowni cieplnych i systemdw energetycznych.
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